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経営資源の流動性とイノベーション： 

半導体レーザーにみるイノベーションのパターン 
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日 時： ２０２０年３月１０日（火） １６：００～１７：３０ 

場 所： 東京大学理学部１号館３階３４１講義室 
 
 
【概要】  

日本は 1970 年代後半から多くの分野において、キャッチ・アップを超えて、高い水準の技術的な成果を生

み出してきました。しかしながら、2000 年代に入り、徐々にその競争力は低下してきました。ここでは半導

体レーザーを中心に、高まる経営資源の流動性とスタートアップの興隆という観点から、日本のイノベーシ

ョンのあり方をアメリカとの比較の上で考えて行きます。 

 

 
使 用 言 語 ： 日本語 
紹 介 教 員 ： 湯本潤司 教授 (理学系研究科物理学専攻) 
本件連絡先 ：  

 
※本セミナーはオープンですが、記録のため参加者のお名前、ご所属を当日ご記入いただきますのでご了承ください。 
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